
















































































































































































































































































































专利名称(译) 双咔唑衍生物，用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件
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摘要(译)

本发明的双咔唑衍生物由下式（1A）或（1B）表示。 在式（1A）或
（1B）中：A1表示具有1至30个环碳原子的取代或未取代的含氮杂环基; 
A2表示取代或未取代的成环碳原子数6~30的芳香族烃基，或取代或未取
代的成环碳原子数1~30的含氮杂环基。 X1和X2各自为连接基团; Y1至
Y4各自代表取代基; p和q表示1至4的整数; r和s代表1到3的整数。
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